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QUESTAO 1

O esquema abaixo representa um microscopio eletronico de varredura (modificado de Maliska, AM).
Indique as estruturas correspondentes aos nimeros 1, 2,3 e 4, respectivamente:

____y Canho eletrénico

—————

v L

________ » Lenteprojetora
_______ o B
——————— + 4.

(a)
(b)

(d)
(e)

Anodo primario, lente, sistema varredura, b

ase.

Catodo, abertura, condensador, detector de elétrons.
Catodo, suporte de amostra, detector de elétrons, base.
Filamento, lente condensadora, detector de elétrons, amostra.

Filamento, abertura, amostra, detector de elétrons.
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QUESTAO 2
A opcdo que apresenta o melhor protocolo de processamento de material bioldgico para anadlise ao
Microscépio Eletrénico de Varredura (MEV) convencional é:

(a) Selecdo e limpeza, fixacdo, lavagem, impregnacdo metalica, lavagem, pds-fixacdo, desidratacdo,
secagem, fixacdo sobre o suporte, cobertura condutora e observacao no MEV.

(b) Limpeza e selecdo, pré-fixacdo, lavagem, pds-fixacdo, lavagem, desidratacdo, impregnacdo metdlica,
secagem, fixa¢do sobre o suporte, cobertura condutora e observagdo no MEV.

(c) Selecdo e limpeza, fixacdo, lavagem, pds-fixacdo, lavagem, desidratacdo, secagem, fixacdo sobre o
suporte, cobertura condutora e observacdao no MEV.

(d) Limpeza e selecao, pré-fixacao, lavagem, desidratacao, lavagem pds-fixacao, impregnagdo metalica,
secagem e observagao no MEV.

(e) Selecdo e limpeza, impregnacdo metdlica, lavagem, pré-fixacdo, lavagem, pds-fixacdo, secagem,

desidratacdo, fixagcdo sobre o suporte, cobertura condutora e observacao no MEV.

QUESTAO 3
Em relacdo a imagem abaixo, podemos dizer que esta relacionada a qual procedimento pratico:

(a) Ultramicrotomia e coleta de cortes.
(b) Trimagem e revestimento de grade.
(c) Contrastagdo e impregnacao.
(d) Coleta de cortes e trimagem.

(e) Coloracgdo e contrastacao.
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QUESTAO 4
No grafico abaixo, a seta branca indica:

A cace
fusdo/solidificacio

Liquido

Curvade
vaporizacio/condensacio

Sdlido

v

(a) Ponto de solidificacao.
(b) Ponto de evaporacao.
(c) Ponto de solubilizacao.
(d) Ponto critico.

(e) Ponto de congelamento.

QUESTAO 5

O principio de funcionamento do microscépio eletronico consiste na emissao de feixes de elétrons oriundos
de um filamento, mediante a aplicacdo de uma diferenca de potencial. Indique o material de que é feito o
filamento:

(a) Apatita.

(b) Hidroxiapatita.
(c) Tungsténio.
(d) Halogénio.

(e) Prata.
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